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Objetivos

Estudar a degradagdo eletroguimica da
cefalexina (CFX) e avaliar a eficiéncia do processo
na presenga de &cido fulvico (AF), utilizando um
anodo de mistura de oOxidos metdlicos (MOM).
Analisar a influéncia da substancia humica AF e
sua interacdo com a cefalexina durante o
processo de eletrélise.

Métodos e Procedimentos

Para o estudo da degradacao da cefalexina foi
necessario o preparo da amostra a partir do
medicamento comercial. Para isto, foi macerado o
contelido de 10 capsulas de cefalexina 500mg, e
deste foi pesado 0,076 g para o preparo da
solugéo aguosa do medicamento de 300 mgLlque
foi dissolvida juntamente com AF (0,076 g,
concentracdo 300 mg L) em eletrdlito suporte. O
eletrdlito suporte utilizado foi o cloreto de sédio
(NaCl). Primeiro, foi preparada uma solucdo de
NaCl com concentracdo de 0,1 mol L1 em agua
destilada, ajustando o pH com HCI e/ou NaOH
para 3, 5 e 7. O sistema de degradacdo foi
constituido por um reservatario de vidro, contendo
a solucdo com o contaminante, acoplado a uma
bomba peristéltica conectada a uma célula filtro

prensa. O anodo utilizado foi o eletrodo de MOM
(Ti/Tio,7Ru0,302) e 0 catodo de aco inoxidavel. Foi
utilizada uma fonte de corrente para aplicagdes de
valores de densidade de corrente variando de 10
a 40 mA cm?, por periodos de 4 horas. Em
intervalos de tempo pré-definidos foram coletadas
amostras, as quais foram analisadas por
espectrometria UV-Vis e Cromatografia Liquida de
Alta Eficiéncia (CLAE), para avaliar o decaimento
da concentracdo da CFX e do AF.

Resultados

ApOs inlmeros experimentos 0s parametros
utilizados nas eletrdlises (pH e densidade de
corrente) os valores de densidade de corrente de
40 mA cm? e de pH = 3,0 foram estabelecidos
como 0s que apresentaram melhores resultados.
Nas Figuras 1 e 2 sdo apresentadas as curvas de
remocgdo da mistura CFX-AF com as condi¢des
Otimas, com uma remocao de 63,8% do &acido
fulvico e 76,8% da cefalexina. Analisando, os
resultados para cada composto, separadamente,
e avaliando os diferentes parametros, notou-se
que hé interacdo do farmaco com a substancia e
subprodutos ainda nao identificados, os quais
ocorrer no decorrer do tempo de degradacéo.
Também foi encontrado, na literatura, que esses
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compostos tém caracteristicas e
se comportam, em algumas

ocasides, como agentes
guelantes.

100

80 ]
g
LL
< 604
S 9
Q
T 40
o
E
i

20

0 T T T T T
0 40 80 120 160
Tempo (min)

Figura 1: Porcentagem de remo¢do do composto AF
durante a eletrolise da mistura, CFX-AF, pH 3,0,
densidade de corrente 40 mA cm.
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Figura 2: Porcentagem de remogéo do composto CFX
durante a eletrdlise da mistura, CFX-AF, pH 3,0,
densidade de corrente 40 mA cm,

Conclusoes

A oxidagcdo eletroquimica  mostrou-se
promissora para a degradac¢éo da cefalexina e do
acido fulvico, com remocdes de 76,8% e 63,8%,
respectivamente. Utilizando a solugdo em meio
acido e aplicando uma densidade de corrente de
40, apresentou serem parametros mais eficientes
dos que os demais estudados. No entanto, a
otimizacao de parametros ainda é necessaria para
melhorar a eficiéncia. O monitoramento por UV-vis
foi insuficiente, sendo essencial o uso da
Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia (CLAE)
para evitar a superposicdo de bandas dos
compostos e subprodutos. A interacdo entre
cefalexina e &cido flalvico durante a eletrélise
ainda é pouco estudada, mas sua relevancia na
remo¢do de contaminantes da 4gua destaca a
importancia de uma analise mais profunda.
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